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Мета роботи – розробка комбінованого технологічного процесу поліпшення експлуатаційних харак-
теристик вузлів і деталей з рухомими контактуючими поверхнями. В основу  технологічного процесу пок-
ладено способи модифікації властивостей металевих поверхонь, що використовують фізичні ефекти при
взаємодії оброблюваної поверхні з концентрованими потоками енергії. Розглядається можливість викори-
стання іонно-променевої й іонно-плазмової технології для обробки робочих поверхонь деталей, виконаних
з високоміцного титанового сплаву. До розробки пред'являється вимога відповідності всіх елементів тех-
нології критеріям прогресивності. Показано, що вплив факторів, які впливають на втрату функціонально-
сті й довговічність від утомленості деталей, може бути суттєво ослаблено або усунуто. Зміцнення досяга-
ється шляхом послідовного або одночасного застосування іонно-променевої обробки поверхні, низькоене-
ргетичної високоінтенсивної імплантації азоту і іонно-плазмового нанесення функціонального нанострук-
турованого покриття. Представлено першу частину роботи, яка має постановочний характер. Остаточна
мета роботи досягається після розробки технологічних плазмових пристроїв. Результати розробки техно-
логічних пристроїв і оптимізації їх застосування в технологічній установці будуть представлені в наступ-
ній частині роботи.
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